
事　業　計　画　書
（研究・開発）
　　年　　月　　日


所　　在　　地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法人または団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代　表　者　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
担　当　者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
担当者連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．事業計画のタイトル


２．事業計画に至った経緯・開発目標、主要な製品名やサービス名






３．事業の概要
1 新規事業あるいは開発によって進める事業内容
（誰をターゲットとして、どうやって提供するのか。新規性、独創性、知的所有権の有無など）







②　現在までの開発経緯（完成度など）





４．事業を推進するうえで基本となる保有技術・ノウハウ等（経営資源）の内容・特色




５．企業育成室への入居の必要性
1 入居によって推進される研究開発および事業の内容
（機器を導入する計画がある場合は、どのような機器を購入し、どのように活用するのかを具体的に説明下さい。）






2 入居後、センターをどのように活用したいか
（市内企業との連携・交流、技術相談・指導、機器の利用など具体的に説明してください）








６．事業計画、売上高計画　＊用紙が足りない場合は、任意の様式で計画を記載すること。
	
	第　１　年　次
	第　２　年　次
	第　３　年　次

	売　上
	千円
	千円
	千円

	商品開発等事業にかかる計画
（継続した事業か、新規で行う事業か記載）
	
	
	

	販売活動にかかる計画
（既存の取引先があるのか、これから新規開拓を行うのかについても記載）
	
	
	


７．資金計画及び調達方法　
	
	第１年次
	第２年次
	第３年次
	調達先・方法

	調達
	自己資金
	
	
	
	

	
	金融機関からの借入金
	
	
	
	

	
	出資金
	
	
	
	

	
	その他調達資金
	
	
	
	

	
	調達合計
	
	
	
	

	経費
	人件費
	
	
	
	

	
	機械設備資金
	
	
	
	

	
	その他経費、運転資金
	
	
	
	

	
	経費合計
	
	
	
	




８．導入予定の主要機器設備及び必要電力量
	機器の種類・名称
	機器重量（㎏/㎡）
	機器の寸法（m）
	使　用　電　力　容　量

	(1)
	
	L＊Ｗ＊Ｈ
	単相　　V    VA    三相      V      VA

	(2)
	
	L＊Ｗ＊Ｈ
	単相　　V    VA    三相      V      VA

	(3)
	
	L＊Ｗ＊Ｈ
	単相　　V    VA    三相      V      VA

	(4)
	
	L＊Ｗ＊Ｈ
	単相　　V    VA    三相      V      VA

	(5)
	
	L＊Ｗ＊Ｈ
	単相　　V    VA    三相      V      VA

	(6)
	
	L＊Ｗ＊Ｈ
	単相　　V    VA    三相      V      VA

	
総　　　量
	
	L＊Ｗ＊Ｈ
	単相　　V    VA    三相      V      VA



（確認事項）
[bookmark: _GoBack]企業育成室の使用申請にあたり、現場立会者から使用希望する企業育成室の設備および操業環境について説明を受け、支障がないことを　　　年　　月　　日に確認しました。
（現場立会者）
東大阪市立産業技術支援センター
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　

